
INVESTOR RELATIONS



1. 기업 소개

2. 생산 설비

3. 핵심 기술 / 전략 / 비전

Disclaimer 
본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라투자자의이해를증진시키고투자판단에참고가되는각종정보를제공할목적으로작성되었
으며, 본자료를작성하는데있어최대한객관적인사실에기초하였습니다. 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은
실제결과와는다르게나타날수있고회사는제반정보의정확성과완전함을보장할수없습니다. 따라서, 본자료를참고한투자자의투자의사결정은
전적으로투자자자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않
습니다.  본자료는어떠한경우에도투자자의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.
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코리아오메가투자 삼성벤처투자 IPO 신기술금융



OLED 디스플레이 소재부품 분야에 선택과 집중을 통해 지속 성장

설립기(1996년~ )

성장기(2010년~ )

도약기(2019년~ )



18㎛< ±2㎛ 1,500~2,000만200㎛< ±35㎛ 200개
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국내 유일의 대형 메탈마스크 제품 개발 및 생산

용접 Type Spacer

Embo. Type Spacer
특허등록 10-1955454
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G6H/G8.6H용 FMM 양산 설비 구축 완료.



G6H/G8.6H용 FMM 양산 설비 구축 완료.



G6H/G8.6H용 Photomask 자체 생산 설비 구축(205억원 투자)
- G6H(813mm X 1379mm) 및 8세대(1700mmX2000mm) Photomask 생산 내재화
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핵심기술/
전략/비전

침해 0

비침해 24

취소 확정 2

거절 확정 2

무효 4

‒ ’16년~현재 특허법인’화우’와

경쟁사 특허 모니터링/협업

‒고객사 특허담당과 주기적 점검 중

‒특허 침해 가능성 없으며,

회피/방어 전략 수립



Output Performance 위치정밀도

HPM(Hybrid Photo Mask) 공법 적용을 통해 현재 위치정밀도(PA) 20㎛ 이내 양산 중.
기존 40㎛ 수준 대비 기술 우위 확보.

PA
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인장시간
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HPM 공법

8.0 hr 4.0 hr

20㎛

위치
정밀도

기존공법

50% 향상

50% 개선

핵심기술/
전략/비전



핵심기술/
전략/비전

검출

검사 단계

판정

과거

• 자동 광학검사 (AOI : Automated Optical Inspection)

장비를 통해 stick 검사

작업자가 검출된 Image 전부를
확인(후) Stick 양/불수동판정

AI 적용 Point

현재

사전 image 학습으로 불량 확률이
높은 순서로 Image 정렬하여 Stick 

양/불자동판정

양산 대응 기대효과
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작업자
수동검사

AI  자동 검사

1번째

2번째

3번째

n번
째

1번째

2번째

3번째

4번째

 검사 Capa. up  :   AI 적용으로 시간당 Image 분류 수 40배 향상

100%

50%

25%

 검사 적중률 up  :  AI 적용으로 검사정확도 100%

총검출수

AI 미적용시
불량판정까지
평균검사수

AI 적용시
불량판정까지
평균검사수

Human 수동분류
( 2,700ea / hr )

AI 자동분류
( 108,000ea / hr )

유형別충분한 Source Image 학습을통한
머신비전 기반 검사Image 자동분류시스템

패턴형태및크기, 모델, Layer 변경에도
사용할수있는 주변 패턴 상대 비교
자율형 비전 AI 이상탐지 기술

현재 개발 중

학습필요 학습불필요

Bottleneck인 검사공정 Capa up. 검출된 이미지 모니터 판정 → AI 판정



<OLED 시장 규모 전망> < FMM 시장 규모 전망 및 성장률 분석 (2020-2033)>

< 주요 OLED 제조업체 시장 점유율(2025년 기준)>

핵심기술/
전략/비전


